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@ Introduccién y uso previsto
o Charakterystyka produktu i przeznaczenie

@ Gracias por elegir la cerdmica de disilicato de litio @ Dziekujemy za wybér GC Initial LiSi Press, dwukrzemowo-

GC Initial LiSi Press.

GC Initial LiSi Press es una ceramica inyectable revolucio-
naria, que combina una fuerza incomparable con una
estética excepcional, con el enorme beneficio de tener
un proceso mas rapido y ser facil de usar.

GC Initial LiSi Press esté preparada para poder utilizarse
con el resto de productos de la familia GC Initial, incluyendo
el, ya probado, recubrimiento de cerédmica Initial LiSi,
GC Initial IQ SQIN y GC Initial Lustre Pastes NF/ONE.
Este manual técnico le proporcionara unas nociones
acerca de lo facil que es conseguir un resultado estético
convincente con una carga de trabajo minima y unas
propiedades fisicas excelentes.

-litowej ceramiki szklane;j.

GC Initial LiSi Press to nowa rewolucyjna ceramika
prasowana, ktéra fgczy w sobie wyjatkowg wytrzymatosc
i znakomitg estetyke z dodatkowym bonusem - szybsza
i bardziej przyjazng dla uzytkownika metoda pracy.

GC Initial LiSi Press zostata optymalnie zaprojektowana do
stosowania z resztg rodziny GC Initial, do ktérej nalezy
sprawdzona juz ceramika do licowania Initial LiSi,

GC Initial 1Q SQIN i GC Initial Lustre Pastes NF/ONE.
Niniejsza instrukcja techniczna pozwoli zorientowac sie,
jak tatwo mozna uzyskac przekonujacy efekt estetyczny
o doskonatych wtasciwosciach fizycznych, przy minimal-

nym nakfadzie pracy.




LiSi Press

@ Propiedades fisicas
@ Wiasciwosci fizyczne

@ GC Initial LiSi Press es la primera pastilla de ceramica de disilicato de litio con Micronizacién de Alta Densidad (HDM), una
tecnologia exclusiva de GC que ofrece unas propiedades fisicas inigualables y la estética mas natural y realista de todas las
ceramicas inyectables presentes actualmente en el mercado. La tecnologia HDM utiliza micro-cristales de disilicato de litio,
uniformemente distribuidos para rellenar la matriz completa, en vez de utilizar los tradicionales cristales méas grandes,
que no aprovechan al completo la estructura de matriz.

@ GC Initial LiSi Press jest pierwsza pastylkg dwukrzemowo-litowej ceramiki prasowanej wyprodukowang z zastosowaniem
mikronizacji o wysokiej gestosci (HDM), unikalnej technologii GC zapewniajgcej niezréwnane wtasciwosci fizyczne oraz
najbardziej naturalna i realistyczng estetyke sposréd wszystkich dostepnych dzis na rynku odmian ceramiki prasowane;j.
Zamiast tradycyjnych krysztatéw duzych rozmiardw, ktére nie wykorzystujg w petni struktury matrycy, w technologii HDM
stosowane sa réwnomiernie rozproszone mikrokrysztaty dwukrzemianu litu, aby wypetnic¢ catg matryce szklana.
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@& Propiedades Fisicas
@ Witasciwosci fizyczne

@ Elresultado es la combinacién definitiva de fuerza 'y

Al

Wysoka wytrzymatos$é na zginanie

Resistencia a la flexién biaxial de la cerdamica de inyeccion
Wytrzymatosé na zginanie dwuosiowe ceramik prasowanych

Resistencia a la flexion Biaxila (MPA)

(MPa)
w
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Wytrzymatosé dwuosowa

estética, haciendo que GC Initial LiSi Press sea adecuado
para todo tipo de restauraciones, en todos los niveles de
traslucidez. Ademas, la tecnologia HDM ayuda a asegurar
gue el producto se mantiene stper estable, sin ninguna

distorsién ni decremento en el valor, después de
multiples cocciones.
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Initial LiSi Press
de litio tradicionales

Konwencjanalna dwukrzemowo-litowa

ceramika prasowana

Suave con el antagonista

Przyjazna dla zebdéw przeciwstawnych

Profundidad de abrasién del Antagonista después de 400.000 ciclos
Gtlebokosé starcia hydroksyapatytu antagonisty po 400 000

symulowanych czynnosciach zucia

Profundidad de Abrasién (um)
Gtebokos¢ starcia abrazyjnego (um)

w
w

Ceramicas inyectables de disilicato

Baja abrasion 28
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Antagonista Ceramicas inyectables de disilicato

[fefil] (LS Press de litio tradicionales

prasowanej

Antagonista konwencjonalnej
dwukrzemowo-litowej ceramiki

Data on file. / Dane dostepne w dokumentacji.

Data on file. / Dane dostepne w dokumentacji.

@ Rezultatem jest optymalna kombinacja wytrzymatosci
i estetyki, dzieki czemu GC Initial LiSi Press doskonale
nadaje sie do wszystkich rodzajéw odbuddéw o wszystkich
poziomach przeziernosci. Decydujgcym czynnikiem jest
to, ze technologia HDM zapewnia, iz produkt nawet po
wielokrotnym wypalaniu pozostaje absolutnie stabilny,
bez odksztatcen lub spadku jasnosci.

Menor solubilidad
Nizsza rozpuszczalnosé

Cantidad de Solubilidad para cada muestra por debajo del 4 vol% Acido acético

llo$¢ rozpuszczonej substancji dla kazdej probki pod wptywem
dziatania roztworu o 4% stezeniu kwasu octowego

w
o

1/5 de la solubilidad de
disilicatos de litio inyectables
convencionales
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Cantidad de solubilidad (ug/cm?)
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llo$¢ rozpuszczonej substancji (ug/cm?2)
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Initial LiSi Press Ceramicas inyectables de disilicato
de litio tradicionales
Konwencjanalna dwukrzemowo-litowa
ceramika prasowana

Data on file. / Dane dostepne w dokumentacji.

Superior Resistencia a la abrasion
Odporna na Scieranie

Profundidad de abrasion del material después de 400.000 ciclos
Gtebokos¢ starcia abrazyjnego materiatu po 400 000
symulowanych czynnosciach zucia

Baja abrasién 28
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Gtebokos¢ starcia abrazyjnego (um)
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Data on file. / Dane dostepne w dokumentacji.

Initial LiSi Press Ceramicas inyectables de disilicato
de litio tradicionales
Konwencjanalna dwukrzemowo-litowa

ceramika prasowana

GCC R&D Internal test results following 1ISO6872:2015 (data on file)
GCCR & D Wewnetrzne wyniki badan zgodnie z 1SO6872: 2015 (dane dostepne w dokumentacji)



@ Propiedades Fisicas
@ Wtasciwosci fizyczne

PROPIEDAD

Sistema de cristales

System krysztatow

Resistencia a la flexion biaxial
Dwuosiowa wytrzymatosc na zginanie
Dureza vickers

Twardos¢ w skali Vickers'a

Solubilidad quimica

Rozpuszczalnos$¢ chemiczna
Expansién térmica del revestimiento CTE (25 - 500 °C)
Liniowa rozszerzalnos$¢ termiczna CTE
Temperatura de transicion del cristal
Temperatura transfomac;ji szkla
Temperatura final

Temperatura finalna

Densidad

Gestosc

Ceramicas de recubrimiento recomendadas
Wskazane ceramiki do licowania

nitisl

LiSi Press

UNIDAD  VALOR DE REFERENCIA

i Disilicato de litio
Dwukrzemian litu
MPa >500
HV 600
pg/em? |54
x 10¢/K 19,8
°C 520
°C 893 -923
glem?® |24
GC Initial™ LiSi
GC Initial™ 1Q SQIN
GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE
GC Initial™ Spectrum Stains

& Almacenamiento

Se recomienda, para un rendimiento éptimo, almacenar
a temperatura ambiente (4-25 °C/ 39,2-77,0 °F) y lejos de

la luz solar directa.

Przechowywanie

W celu zapewnienia optymalnej wydajnosci nalezy
przechowywaé w temperaturze pokojowej (4-25°C)
z dala od bezposredniego dziatania promieni

stonecznych i wysokiej wilgotnosci.




o Indicaciones de uso

@ e Veneers oclusales
® Veneers finas
* Veneers
* Inlays
e Onlays
e Coronas en la regién anterior y posterior
® Puentes de 3 unidades en la regién anterior
® Puentes de 3 unidades en la region premolar hasta el
segundo premolar como elemento final
e Corona o corona ferulizada sobre el pilar de un implante
e Puentes de 3 unidades hasta el segundo premolar

situado sobre el pilar de un implante
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@ Indicaciones de uso

LiSi Press

Cuatro niveles de translucidez para cumplir sus indicaciones

INDICATIONS

WSKAZANIA
Carillas Inlays/Onlays Corona Puente
Licowki Inlay’e/Onlay'e Korona Most

Alta Translucidez (HT) — Sustitucion de Esmalte/ Wysoka przeziernosc (HT) - odtwarzanie szkliwa

Media Translucidez (MT)/ Srednia przeziernosc (MT)

-

iy

23222

MT-B00 MT-B0+ MT-B0 MTA1 MT-A2 MT-A3 MT-A35 MTA4 MTB1 ME-B2 MT-B3 MTB4 MTC1 MIC2 MT-C3 MTC4 MI-D2 MT-D3 MT-D4

Baja Translucidez (LT)/ Niska przeziernosc (LT)

o

@

LTBOO LT-BO+ LT-BO LFA1  LTA2 LFA3 LTA35 LTA4 LTB1 LTB2 L-B3 LT:B4 LTC1 LTC2 L-C3 LNC4 L¥D2 LTD3 LT-D4

Baja Translucidez - Concepto One Body (LT-1Q) / Niska przeziernosc - Metoda One Body (LT-10)

@

-@

@ Contraindicaciones

No adecuado para pacientes con: Rozwigzanie nie jest odpowiednie dla pacjentow:

¢ Denticion residual gravemente disminuida e Ze znacznie zredukowanym uzebieniem resztkowym
¢ Dimensidn vertical oclusal gravemente disminuida e Ze znacznie zredukowanym wymiarem pionowym

e Parafunciones (p. ej. padecer bruxismo) zwarcia

e Z parafunkcjami narzadu zucia (np. bruksizmem)



o Colores & Seleccion de colores
@ Paleta kolordw i wybdr odcienia

@ Una seleccién de tonos simplificada, con cuatro niveles de @ Uproszczony system koloréw z czterema poziomami

transparencia para cumplir todas sus indicaciones, una
reduccién de inventario y de coste, y adaptable para una
reconstruccion altamente estética. Desde el punto de
vista de las propiedades fisicas y el procesado, todos los
tipos de pastillas pueden utilizarse para todo tipo de
indicaciones. Sin embargo, basandonos en los cuatros
grupos de transparencia, seguir las indicaciones de la
siguiente tabla, puede guiarte para obtener los
resultados maés estéticos.

przeziernosci dopasowany do wszystkich wskazan

z mozliwoscig zmniejszenia zapaséw materiatéw i kosztow
i dostosowany do wysoko estetycznej odbudowy.

Z punktu widzenia wtasciwosci fizycznych i przetwarzania,
wszystkie rodzaje pastylek mozna uzywac do kazdego
wskazania. Jednakze, w oparciu o cztery grupy
przeziernosci, nastepujace zalecenia w tabeli ponizej
moga pomdc w uzyskaniu najbardziej estetycznych

wynikow.
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@ Colores & Seleccion de colores

LiSi Press

@ Alta Translucidez
Seleccién de colores que reemplaza el esmalte natural del diente. No se ve oscuro en la boca. Ideal para restauraciones
pequenas y minimamente invasivas, como carillas, inlays y onlays. La personalizacién se puede llevar a cabo utilizando
GC Initial Spectrum Stains o GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE.

Paleta koloréw do odtwarzania naturalnego szkliwa zebdéw. Nie wygladajg ciemno w ustach. Idealny wybdér do matych
i minimalnie inwazyjnych uzupetnien, takich jak licowki, wktady typu inlay, naktady typu onlay. Charakteryzacja moze byc¢
dokonana przy uzyciu GC Initial™Spectrum Stains lub GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE.

Alta Translucidez (HT) / Wysoka przeziernosc (HT)

HT-EXW HT-BLE+ HT-BLE HT-E57 HT-E58 HT-E59 HT-E60

& Media Translucidez
Linea de Colore V con colores célidos de la familia de cerdmicas GC Initial. Perfecto para restauraciones pequefias como carillas,
inlays y onlays, donde se requiere menor transparencia y mas color de dentina; o como una restauracién de contorno completo
en la region posterior. Restauraciones MT son ideales para la técnica de maquillajes con GC Initial Spectrum Stains o
GC Intial™ Lustre Pastes NF/ONE.La estética puede mejorarse con GC Initial IQ SQIN utilizando la técnica de microestratificaciéon
o con GC Initial LiSi mediante la técnica de reduccién ( cut-back).

Paleta koloréw Vita o cieptych odcieniach materiatéw ceramicznych z rodziny produktéw GC Initial. Idealna do matych
uzupetnien, takich jak licowki, wktady typu inlay i naktady typu onlay, gdzie wymagana jest mniejsza przeziernosé z inten-
sywniejszymi kolorami zebinowymi lub jako odbudowy petnokonturowe w odcinku bocznym. Odbudowy z pastylek MT sg
idealne do techniki malowania przy uzyciu GC Initial™ Spectrum Stains lub GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE. Estetyka
moze by¢ wzmocniona dzieki GC Initial IQ SQIN w technice mikrowarstwowania lub ceramice GC Initial™ LiSi uzytej w
technice cut-back.

Media Translucidez (MT) / Srednia przeziernosé (MT)

MT-B00 MT-BO+ MT-BO MT-A1  MT-A2 MT-A3 MT-A3,5 MT-A4 MT-B1 MT-B2 MT-B3 MT-B4 MT-C1 MT-C2 MTC3 MT-C4 MT-D2 MT-D3 MT-D4

@ Baja Translucidez - Maquillaje o estratificacion
Lingotes de baja translucidez, siguiendo la linea de colores VITA. Ideal para maquillaje, técnica de microestratificacién con GC
Initial IQ SQIN o técnica de estratificacion cut-back con GC Initial LiSi.

Pastylki o niskiej przezierno$ci zgodne z paleta odcieni Vita. [dealne do techniki malowania, mikrowarstwowania przy uzyciu GC
Initial IQ SQIN lub techniki cut-back z uzyciem Initial LiSi.

Baja Translucency (LT)/ Niska przeziernosc (LT)

LT-B00 LT-BO+ LT-BO LT-A1 LT-A2 LT-A3 LT-A3,5 LT-A4 LT-B1 LT-B2 LT-B3 LT-B4 LT-C1 LT-C2 LT-C3 LT-C4 LT-D2 LT-D3 LT-D4

1
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@ Colores & Seleccion de colores

@ LT-1Q (Concepto one body A, B, C, D)

Una seleccién de colores compacta, siguiendo el concepto GC Initial IQ - One Body. Gracias a su baja translucidez, es perfecta
para la técnica de microestratificacion con GC Initial IQ SQIN, asi como para las técnicas de cut-back o estratificacién con

GC Initial™ LiSi. LT puede utilizarse como técnica de restauracién de contorno completo y caracterizada con GC Initial
Spectrum Stains o GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE.

Kompaktowa paleta koloréw oparta na koncepcji GC Initial IQ - One Body. Dzieki nizszej przeziernosci jest doskonata do
techniki mikrowarstwowania przy uzyciu GC Initial IQ SQIN lub techniki cut-back oraz naktadania warstwowego ceramika
GC InitialTM LiSi. W odcinku bocznym LT moze by¢ uzyta do odbudowy petnokonturowej z charakteryzyzacjg GC Initial™
Spectrum Stains lub GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE.

Baja Translucidez - Concepto One Body (LT-1Q) / Niska przeziernosc - Metoda One Body (LT-1Q)

Opacidad Media

Gracias a su fuerte fluorescencia, se puede reproducir una percepcién natural del color a la hora de recubrir con GC Initial™ LiSi.

Ideal para las técnicas de reduccién (cut-back) o estratificacién. Las pastilla de MO son ideales para enmascarar dientes
decolorados o pilares de titanio. En la regién posterior, MO se puede utilizar como una solucién de contorno completo,
y caracterizarse con GC Initial Spectrum Stains o GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE.

Dzigki silnej fluorescencji przy licowaniu ceramikg GC Initial LiSi mozna odtworzyé naturalne efekty kolorystyczne.

Idealna do technik naktadania warstwowego lub cut-back. Pastylki MO sg doskonate do maskowania przebarwionych
zebdw lub tytanowych tgcznikéw. W odcinku bocznym MO moze by¢ nawet wykorzystana jako rozwigzanie petnokonturo-
we i charakteryzowane GC Initial™ Spectrum Stains lub GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE.

Opacidad Media (MO) / Srednia opakerowosé (MO)

High Translucency (HT) WQ

Medium Translucency (MT)

Low Translucency (LT)

Low Translucency - One Body Concept (LT-1Q)

LiSi Press

HTEXW HT-BLE+ HT-BLE HTE57 HTES8 HT-E59 HTE60

MTB00 MT-BO+ MT-BO MTA1 MTA2 MTA3 MTA35 MTA4 MTB1 MTB2 MTB3 MTB4 MTC1 MTC2 MTC3 MTC4 MTD2 MT-D3 MTD4

LTB0O LTBO+  LT-BO LTA1  LTFA2  LTA3 LTA35 LTA4  LTB1 LtB2  LTB3  LTB4 LTC1 LRC2 LFC3 LFC4 LFD2 LFD3  LTFD4

r 4 'GC'I ’
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LiSi Press

@ Colores & Seleccion de colores

TECNICAS DE PROCESAMIENTO INDICACIONES
TECHNIKI PRZETWARZANIA WSKAZANIA
= > 5
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ale

INDICADO / WSKAZANE

alenle

MUY INDICADO/ BARDZO WSKAZANE

ale nle e

TOTALMENTE INDICADO / NAJBARDZIEJ WSKAZANE

Material de maquillado
Material do malowania

Recubrimiento Initial LiSi
Licowanie Initial LiSi

A

Técnica de maquilado
Technika malowania

Estructura de Initial LiSi Press
Podbudowa Initial LiSi Press

Técnicadeestratificacion
Technika warstwowa

Técnica de reduccion
Technika cut-back

Seleccién de colores /

Nivel de trans
lucidez
Pozi Bleach Al A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 Cil C2 C3 ca D2 DX}
oziom
przeziernosci

HT HT-EXW  BLE+ @ HT-BLE HT-E58 HT-E59 HT-E60 HT-E57 HT-E59 HT-E60 HT-E59 HT-E60 HT-E59

MT MT-BOO  BO+ MT-BO MT-A1  MT-A2 MT-A3 MT-A3,5 MT-A4 MT-B1 MT-B2 MT-B3 MT-B4 MT-C1 MT-C2 MT-C3 MT-C4 MT-D2 MT-D3 MT-D4
LT LT-BOO = BO+ LT-BO = LT-A1 LT-A2 = LT-A3 | LT-A3,5 LT-A4  LT-B1 LT-B2 = LT-B3 = LT-B4 LT-C1 LT-C2 | LT-C3 | LT-C4 LT-D2 @ LT-D3 @ LT-D4
LT-1Q LT-A LT-B LT-C LT-D

MO MO-0 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2

*se pueden conseguir los colores utilizando GC Initial™ Spectrum Stains, GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE o recubrimientos.
*odcienie mozna uzyskac stosujgc GC Initial™ Spectrum Stains, GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE lub licujgc ceramika.
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@ Disefo de preparacion
@ Projektowanie preparacji

@ Al disefar todas las restauraciones de cerdmica, se deben mantener las siguientes directrices de preparacién
y dimensiones minimas.

Directrices minimas para todas las restauraciones de cerdmica:

e Sin angulos ni bordes.

e Preparar los margenes con chamfer profundo o cuellos redondeados.

¢ |Las dimensiones indicadas deben alcanzar el grosor minimo de las restauraciones GC Initial LiSi Press.
La linea de margen de la preparacién no debe estar en contacto con el antagonista.

Se deben considerar los contactos con el antagonista.

@ Podczas projektowania uzupetnien nalezy przestrzegaé podanych ponizej wytycznych i zalecanych minimalnych wymiaréw.

Podstawowe zasady dotyczace odbuddw petnoceramicznych:

e Bez katow i krawedzi.

¢ Preparacja z wyraznym stopniem typu chamfer lub zaokraglonym typu shoulder.

e Podane wymiary powinny odpowiada¢ minimalnym grubosciom odbuddéw GC Initial LiSi Press.
e Brzegi preparacji nie powinny mie¢ kontaktu z antagonista.

e Nalezy wzigé pod uwage kontakty antagonistyczne.

Angulo de interseccién

Mantener un angulo redondeado x
axial entre 6-10° Zaokraglony
6°-1 Q° » szczyt
Zbieznosc guzkéw
$cian (
Mantenga
el grosor
minimo*
Zachowac
minimalna Linea de
grubosc* acabado fina

Gtadka linia

krawedzi

*Preste atencion de la disefio de la
preparacién para los grosores minimos
*Sprawdz minimalng grubosé
w dalszej czesci planowania preparacji



@& Disefio de preparacion
@ Projektowanie preparacji

Recubrimiento oclusal
Licéwka okluzyjna

1,0 mm 1,0 mm
1,0 mm

N>

@ e« Reduzca la forma anatémica
y observe el grosor minimo
estipulado.
¢ Reduzca el tercio incisal —en el
drea oclusal aproximadamente
1,0mm

@ o Zredukowad ksztatt

anatomiczny i przestrzegad

ustalonej grubosci minimalne;.

e Zredukowac jedna trzeciag
sieczna korony - w obszarze

Carilla fina
Cienka licowka

0,4 mm

0,3mm

@ e Siesposible, la preparacién
debe localizarse en el esmalte.
® Reducciéon de 0,3 mm en las
areas cervical y/o labial, y de
0,4mm en el borde incisal.

@ o Oileto mozliwe preparacja
powinna obejmowac tylko
szkliwo.

e Redukcja powierzchniszyjkowe;j

i/lub wargowej o0 0,3 mm oraz
brzegu siecznego o 0,4 mm.

LiSi Press

Recubrimiento
Licdwka

0,7 mm

0,6 mm

@ e Siesposible, la preparacion
debe localizarse en el esmalte.
® Reduccidon de 0,6mm en la zona
cervical y/o labial y de 0,5 mm
en el borde incisal.

@ . Oileto mozliwe preparacja
powinna obejmowac tylko
szkliwo.

e Redukcja powierzchni
szyjkowej i/lub wargowej o
0,6 mm oraz brzegu siecznego

zwarcia o okoto 1,0 mm.

Inlay

o

1,0 mm
1
1

1,0 mm

@ ¢ Se debe observar una profundidad de preparacion de

al menos 1,0mm y una anchura de ismo de al menos
1,0 mm en el &rea de la fisura.

¢ Evite socavaduras.

¢ Asegurese de que las paredes de la cavidad forman un
angulo de 6,0° con el eje largo del diente.

e Todos los bordes y dngulos internos deben ser
redondeados.

@ -« Nalezy przestrzegaé minimalnej gtebokosci preparacji

wynoszgcej 1,0 mm oraz szerokosci ciesni wynoszacej
w obszarze bruzd co najmniej 1,0 mm.

e Nie wykonywac¢ podcieni.

® Zapewnic¢, aby Sciany ubytku tworzyty kat 6° z dtuga
osig zeba.

e Wszystkie krawedzie i katy wewnetrzne musza by¢
zaokraglone.

00,7 mm.
Onlay
1,0 mm 6,0°

1,0 mm

@ « Se debe observar una profundidad de preparacion de

al menos 1,0mm y una anchura de ismo de al menos
1,0 mm en el 4rea de la fisura.

¢ Evite socavaduras.

* Asegurese de que las paredes de la cavidad forman un
angulo de 6,0° con el eje largo del diente.

¢ Todos los bordes y &ngulos internos deben ser
redondeados.

¢ Proporcione al menos 1,0 mm de reduccién en las
dreas de la cuspide.

@ . Nalezy przestrzegaé minimalnej gtebokosci prepara-

cji wynoszacej 1,0 mm oraz szerokosci cie$ni wynosza-

cej w obszarze bruzd co najmniej 1,0 mm.

¢ Nie wykonywaé podcieni.

e Zapewnié, aby Sciany ubytku tworzyty kat 6° z dtuga
osig zeba.

e Wszystkie krawedzie i katy wewnetrzne musza by¢
zaokraglone.

e Redukcja w obszarze guzkéw powinna wynosié
przynajmniej 1,0 mm.

15
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@& Disefio de preparacion
@ Projektowanie preparacji

Corona en la regién anterior
Korona w odcinku przednim

1,5mm

1,2mm

1.0 mm 1,0 mm

La anchura del cuello/chamfer debe ser de al menos
1,0mm.

Reduzca el tercio incisal — en la zona incisal —

en 1,5 mm aproximadamente.

Reduzca la zona vestibular y/o oral

1,2 mm aproximadamente.

Szerokosc¢ stopnia/chamfer powinna wynosic co
najmniej 1,0 mm.

Zredukowad jedna trzecig sieczng korony - w obszarze
siecznym o okoto 1,5 mm.

Zredukowad obszar od strony przedsionkowej i/lub
jezykowej o okoto 1,2 mm.

Puentes de 3 unidades
Most 3 punktowy

1,5mm

Max. 11 mm

1,2 mm

1,0 mm

La anchura méxima permitida en el pdntico es
diferente en las regiones anterior y posterior.

La anchura del péntico viene determinada por el
diente sin tratar.

En la regién anterior (hasta el canino), la anchura del
poéntico no debe exceder los 11 mm.

En la regién premolar (hasta el segundo premolar)
la anchura del péntico no debe exceder los 9 mm.

Corona en la regién posterior
Korona w odcinku bocznym

1,5mm 1,5mm

1,0 mm

Reduzca la forma anatémica y fijese en el grosor
minimo estipulado de 1,5 mm.

La anchura del cuello /chamfer debe ser de al menos
1,0mm.

Reduzca el tercio incisal - en la zona oclusal
aproximadamente 1,5 mm.

Zredukowac ksztatt anatomiczny z zachowaniem
podanej minimalnej grubosci.

Szerokosc stopnia/chamfer powinna wynosié¢

co najmniej 1,0 mm.

Zredukowac jedna trzecia sieczng korony -

w obszarze zwarcia o okoto 1,5 mm.

1,5mm Max. 9 mm
—y

1,0 mm

@ « W przednim i bocznym odcinku zebéw maksymalne

dopuszczalne szerokosci przesta sa rozne. Szerokosc
przesta nalezy okresli¢ na zebie nieoszlifowanym.

e W odcinku przednim (do kfa) szerokos$é przesta nie

powinna przekroczyé 11 mm.

e W odcinku zebdw przedtrzonowych (od kta do

drugiego przedtrzonowca) szeroko$c¢ przesta nie
powinna przekroczyé 9 mm.



@ Diseno de la estructura

@ Projektowanie podbudowy

@D El disefio de la estructura de la cerdamica de disilicato de

litio contribuye a la longevidad y durabilidad de las
restauraciones de ceramica.

Una estructura bien disefiada, ofrece un resultado final

de alta calidad, éxito clinico y la satisfaccion del paciente.

Se deben seguir las instrucciones de abajo para las

técnicas de reduccion, estratificacion y, maquillado, con

el objetivo de conseguir una estética satisfactoria.

LiSi Press

Konstrukcja podbudowy ceramicznej z dwukrzemianu
litu przyczynia sie do trwatosci i wytrzymatosci uzupetnien
petnoceramicznych. Dobrze zaprojektowane podbudowy
zapewniajg wysokiej jakosci wynik kofcowy, sukces
kliniczny i zadowolenie pacjentéw. W celu uzyskania
satysfakcjonujacej estetyki nalezy postepowac zgodnie
z ponizszymi instrukcjami projektowania podbudéw do
techniki malowania, cut-back i warstwowej. Ponadto

Ademas se deben tener en cuenta para para cumplir las nalezy je uwzglednic’, ab}/ zachowaé zgodnosc z
pautas de preparacion. wytycznymi dotyczacymi preparacji.

Técnica de maquillado / Technika malowania
Para la técnica de maquillado, se utiliza y se fresa el encerado de contorno
completo. Después de inyectar, la restauracién con Initial LiSi Press se
caracteriza y se glasea utilizando GC Initial Lustre Pastes NF/ONE o GC
Initial Spectrum Stains. Opcionalmente, la microestratificacion puede
llevarse a cabo utilizando las ceramicas GC Initial IQ SQIN. Para conocer
las instrucciones de uso, consulta el Manual Técnico de IQ ONE SQIN.
W technice malowania, petnokonturowy wax-up zostaje zatopiony
w masie ostaniajgcej i wyttoczony. Po ttoczeniu uzupetninie z Initial™ LiSi
Press jest charakteryzowane i glazurowane za pomoca GC Initial™ Lustre
Pastes NF/ONE lub GC Initial™ Spectrum Stains. Ostatecznie mikrowar-
stwowanie mozna wykonac przy uzyciu ceramiki GC Initial 1Q SQIN.
Sprawdz dedykowang instrukcje techniczng IQ ONE SQIN, aby uzyskac
instrukcje dotyczace uzytkowania.

Técnica de reduccién / Technika cut-back

La técnica de reduccién consiste en reducir la parte incisial u oclusal del
encerado, e inyectar. La restauracién por reduccién con Initial LiSi Press,
se estratifica posteriormente con las ceramicas de estratificacion Initial LiSi
y se glasea.

Technika cut-back polega na zmniejszeniu czesci siecznej/zgryzowej
wax-up'u i wyttoczeniu. Uzupetnienie Initial™LiSi Press w technice
cut-back jest nastepnie wykanczane warstwowo za pomoca ceramiki
Initial™ LiSi i glazurowane.

Technika warstwowa

Ta technika zawiera anatomiczne naktadanie warstw ceramiki
Initial™ LiSi i glazurowanie na mocno zredukowanej, wspierajgce;j
ksztatt zeba podbudowie z Initial™LiSi Press

Estructura de Initial LiSi Press
Podbudowa Initial LiSi Press

Initial LiSi cerdmica de recubrimiento
Ceramika Initial LiSi

Maquillajes
Material do malowania




@ Diseno de la estructura

@& 6.1 Diseno de la estructura para la técnica de maquillado

@ |atécnica de maquillado se puede realizar utilizando GC Initial Spectrum Stains o GC Initial Lustre Pastes NF/ONE.
Los siguientes grosores minimos corresponden al grosor de la pared del contorno completo de las restauraciones con
GC Initial LiSi Press.

Technika malowania moze by¢ wykonana za pomocg GC Initial™ Spectrum Stains lub GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE.
Ponizsze minimalne grubosci odnoszg sie do grubosci Scian petnokonturowych odbuddéw GC Initial™LiSi Press.

INDICACION INCISAL/OCLUSAL | GROSOR DE PARED | ANCHO PONTICO
WSKAZANIE POW. SIECZNA/OKLUZYINA | GRUBOSC SCIANY KOSE

.Carllla occlusa.\l 10 10 i
Licowka okluzyjna

Carilla fina
Cienka licéwka ( 04 0,3 _
| ¥

Carilla

7 -
Licéwka 0. 0.6

1’0 1,0 )
Iy Profundidad de fisura| /Anchura delistmo -
Inlay -~ Odlegtosc
Gtebokosé bruzdy miedzyguzkowa
1,0 1.0
Onlay F Profundidad Anchura del istmo }
Onlay de fisura Odlegtos¢

Gtebokosé bruzdy miedzyguzkowa

1,5mm

C t 1 1,2mm
orona.an erior . 15-12 10 ]
Korona w odcinku przednim

1,5mm

Corona posterior
. 1.5 1.0 -
Korona w odcinku bocznym

Puente anterior 12mm
10m 1,5-1,2 1,0 "
Most w odcinku przednim m
p .
uente.posterlor (o 15 10 9
Most w odcinku bocznym
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@ Diseno de la estructura e
LiSi Press

@ 6.2 Diseno de la estructura para las técnicas de reduccidn y estratificacion

@ Para las técnicas de estratificacién y reduccién, la forma anatémica reducida del diente fabricado en disilicato de litio
se recubre con ceramica de GC Initial LiSi. Debajo se encuentran referencias para el grosor minimo de la estructura
y la estratificacién.

W technice cut-back lub warstwowej, podbudowa z dwukrzemianu litu o zredukowanym ksztatcie zeba jest licowana
do anatomicznego ksztattu zeba za pomoca GC Initial ™LiSi. Ponizej znajduja sie odniesienia do minimalnej grubosci
podbudowy i grubosci naktadanych warstw, ktére nalezy wzigé pod uwage.

ESTRUCTURA MINIMA DE GC INITIAL LISI PRESS Y GROSOR MAXIMO DE CAPA

MINIMALNA GRUBOSC PODBUDOWY GC INITIAL LISI PRESS | MAKSYMALNA GRUBOSC NAKEADANYCH WARSTW

Grosor total de la restauracion

0,8 1,0 1,2 1,5 1,8
Catkowita grubos¢ odbudowy mm mm mm mm mm

Gr'o.sor minimo de, Ila estructura 0.4 mm 0.5 mm 0.6 mm 0.8 mm 10 mm
Minimalna grubos¢ podbudowy

Grosor méximo de |a/1,capa 0,4 mm 0,5mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm
Maksymalna grubosé naktadanych warstw

. Capa/ Warstwa

Estructura / "odbucows
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@ Encerado y colocacion de bebederos

@ Preparacion del modelo
Fabrique el modelo de trabajo utilizando mufiones desmontables de la forma normal, utilizando GC Fujirock EP.
La capa se enduerece con un endurecedor. Use un sellador y un espaciador hasta 1 mm desde el margen cervical.

Modelado / Contorneado

Utilice una cera orgénica o una resina que se queme sin dejar residuos.

Respete el grosor minimo de la pared (paginas 17-19) y el disefio de la estructura de acuerdo con la técnica de procesamiento
(maquillado, reduccién o estratificacién).

Se recomienda un contorneado exacto, sobre todo en el drea de preparacion, para evitar pérdidas de tiempo y procesos
arriesgados. Para restauraciones de contorno completo, se recomienda tener en cuenta el relieve oclusal, ya que el glaseado
modifica levemente las dimensiones verticales.

Colocacion de bebederos
Utilice un sistema de anillos de silicona adecuado para la técnica con pastillas de ceramica de disilicato de litio (@13 mm).
Las restauraciones de cera se pinchan en la base del cilindro utilizando cera.

Przygotowacé model dzielony w standardowy sposdéb za pomoca GC Fujirock EP. Kikuty pokry¢ utwardzaczem do kikutéw,
Zastosowac $rodek uszczelniajacy i Srodek dystansowy do 1 mm od krawedzi szyjki.

Uzy¢ wosku organicznego lub zywicy, ktéra wypali sie bezresztkowo.

Nalezy przestrzegaé minimalnych grubosci $cian (patrz strony 17-19) i projektowaé podbudowe zgodnie z technikg obrébki
(malowanie, cut-back lub technika warstwowa).

Zaleca sie doktadne modelowanie, szczegdlnie w obszarze preparacji, aby unikna¢ czasochtonnych i ryzykownych procedur
dopasowywania. W przypadku odbuddéw petnokonturowych zaleca sie uwzglednienie niewielkiej redukcji powierzchni

okluzyjnej, poniewaz proces glazurowania nieznacznie zmodyfikuje wymiary pionowe.

Stosowac system pierscieni silikonowych odpowiednich do techniki ttoczenia ceramiki dwukrzemowo-litowej (@13 mm).

Uzupetnienia woskowe sg mocowane na baze pierscienia za pomocga kanatéw woskowych.
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@ Encerado y colocacion de bebederos

LiSi Press

RESTAURACIONES DE UNA PIEZA PUENTES DE 3 UNIDADES
ODBUDOWA POJEDYNCZEGO ZEBA MOST 3-PUNKTOWY

Base del cilindro para el revefstimiento 100g & 200g
Podstawa formy odlewniczej

Hilo de cera @
: ) 3-3,5mm
Srednica kanatu woskowego @

Longitud del hilo de cera

Min. 5 Max. 6
Dtugosc kanatu woskowego N> mm, iex. & mm

Longitud del hilo de cera teniendo en cuenta el objeto
encerado Max. 15-16 mm
Dtugosc kanatu woskowego tgcznie z woskowym obiektem

En ambas uniones del puente, no
Punto de fijacion del bebedero al objeto encerado Parte més gruesa del encerado | coloque bebederos en el péntico
Punkt umieszczenia kanatu na woskowym obiekcie Najgrubsza czes¢ obiektu Na obu filarach mostu, nie
umieszczaé na przestach

Angulo del bebedero con el objeto encerado Axial
Kat mocowania kanatu do woskowego obiektu Osiowy
Angulo del bebedero con la base del anillo 45°
Kat mocowania do podstawy pierscienia
Disefio de los puntos de fijacion Redondeados y levemente conicos, sin angulos ni bordes.
Projekt punktéw mocowania Zaokraglony i lekko zwezajacy sie, bez katéw i krawedzi
Distancia entre los objetos )
. : . Min. 3mm
Odlegto$¢ miedzy obiektami
Distancia al cilindro de silicona Superior / Géra: Min. 10 mm
Odlegtos¢ od formy silikonowej Lateral / Bok: Min. 5 mm

a )

Min. 10 mm
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@ Encerado y colocacion de bebederos

NOTA

UWAGA

CONSEJO

WSKAZOWKA

" N 4 N\
A\ J o %
/ N 4 N
- J (& %

* Fije siempre los bebederos en la direccién del flujo del material cerdmico y la parte mas gruesa del patron de cera,
para conseguir una buena fluidez de la cerdmica viscosa durante la inyeccion.

* Si solo se reviste y se prensa un objeto en el horno, se debera colocar un segundo bebedero corto (ciego).

* Asegurese de mantener el espacio del patrén de cera indicado en la figura, para asegurar estabilidad durante el
inyectado.

* Pese de forma correcta las restauraciones de cera, incluyendo los bebederos. El peso final de la cera es de
0.4g(min.)-0.8g(max.) para una pastilla.

e Kanaty odlewnicze nalezy mocowac zawsze zgodnie z kierunkiem ptyniecia ceramiki i w najgrubszym miejscu
obiektu woskowego, aby zapewnic¢ niezaburzony przeptyw gestej ceramiki o lepkiej konsystencji podczas
ttoczenia.

e Jezeli tylko jeden obiekt jest umieszczony w formie i ttoczony w piecu, konieczne jest przymocowanie drugiego
krétkiego (slepego) kanatu.

e Aby zapewnic stabilnosé podczas procesu ttoczenia, konieczne jest zachowanie wskazanych na rycinie przestrzeni
na struktury woskowe.

* W tym systemie ostateczna waga wosku wynosi 0,4g (min.) - 0,8g (maks.).

¢ W technice naktadania warstwowego konieczne jest przestrzeganie podanych ponizej wytycznych dotyczacych
minimalnych grubosci podbudowy GC Initial LiSi Press i maksymalnych grubosci warstw.

¢ Cuando se precalientan varios cilindros, ponga una marca con cera en la base del cilindro indicando el color.
® | os margenes deben mirar hacia fuera.

e Gdy kilka pierscieni jest wygrzewanych jednoczesnie, oznacz wtasciwy kolor za pomocag wosku na
podstawie pierscienia.
¢ Krawedzie woskowych obiektéow powinny by¢ skierowane na zewnatrz.



LiSi Press

@ Revestimiento
@ Zatapianie w masie ostaniajgcej

@ Elrevestimiento se lleva a cabo con GC LiSi PressVest, un revestimiento rapido , desarrollado especialmente para técnicas de
ceradmica inyectada, que ofrece un proceso mas facil, rdpido y seguro. Ya no se requieren tratamientos de &cido fluorhidrico ni
arenado con alimina para eliminar la capa de reaccion. Por favor consulte las instrucciones de GC LiSi PressVest.

GC LiSi PressVest te ofrece una serie de ventajas:

e Facil eliminacién de la capa de reaccién. ¢ Reduccién del tiempo de operacién.

e Facil desvestimiento. * Ajuste reproducible gracias al no-uso de acido fluorhidrico.
e Alta fluidez y tiempo de trabajo prolongado. ® Reduccién del tiempo de operacion.

e Control preciso de expansién. ¢ Reproduccién detallada y precisa.

e Ajuste optimo. ® Optimizado para la técnica de calentamiento rapido.

¢ Adaptado a multiples técnicas de inyecciéno con ceramica.

@ GC LiSi PressVEST jest szybka bezgrafitowa masa ostaniajaca o fosforanowym czynniku wigzgcym przeznaczona do technik
ceramiki ttoczonej, ktéra zapewnia tatwiejsza, szybsza i bardziej bezpieczng procedure przetwarzania. Nie wymaga
stosowania kwasu fluorowodorowego ani piaskowania tlenkiem glinu do usuwania warstwy reakcyjnej. Prosze zapoznac sie
z instrukcja stosowania GC LiSi PressVest.

GC LiSi PressVest oferuje szereg zalet:

® Fatwe usuwanie warstwy reakcyjnej e Skrécenie czasu procedury
® katwe uwalnianie z masy ostaniajace;j ® Powtarzalne dopasowanie ze wzgledu na brak potrzeby
e Bardzo wysoka ptynnosc i dtugi czas pracy stosowania kwasu fluorowodorowego

e Doktadne odwzorowanie szczegdtéw

e Precyzyjna kontrola ekspansji
e Optymalne przystosowanie do techniki szybkiego wygrzewania

GC Investment Powder

GC LiSi PressVest

£ a3
T

100G x 60 [0 3
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& Revestimiento

E=—
L
@ 8.1 Tratamiento de superficies de cera usando Surface Refining (SR) Liquid I}
d
e &~

@ SR Liquid contiene una alta concentracién de agente de refinacion de superficie, para una facil eliminacion
de la capa de reaccién. Pulverice una vez en la superficie interna / externa del patron de cera.
Mantenga una distancia de 15 cm para una dispersidn 6ptima del spray.
Elimine inmediatamente con aire el Liquido SR restante en el objeto de cera.

NOTA e Agite bien la botella de spray.
e Exceso o residuos de Liquido SR puede causar superficies rugosas. Aseglrese de que todo se seca antes de revestir.
¢ NO utilice Liquido SR para técnicas multi-bebederos como puentes. Puede enfatizar |la parte de ceramica prensada
e Limpie el exceso de Liquido SR del uso anterior, para evitar contaminacion.

Ptyn SR zawiera $rodek do rafinacji powierzchni o wysokim stezeniu, ktéry utatwia usuwanie warstwy reakcyjne;.
Rozpylic¢ tylko raz (1x) na wewnetrznej / zewnetrznej powierzchni modelu woskowego.

Zachowad odlegtosc 15 cm aby uzyskac optymalna dyspersje sprayu.

Natychmiast usungé nadmiar ptynu SR w/na obiekcie woskowym za pomocg sprezonego powietrza.

UWAGA e Przed uzyciem nalezy dobrze wstrzasngé butelka ze sprayem.
¢ Pozostatosci i nadmiar ptynu SR moga spowodowac chropowatg powierzchnie. Nalezy upewnié sie, ze mgietka
zostata w petni osuszona przed rozpoczeciem zatapiania w masie ostaniajgce;j.
e NIE stosowac ptynu SR do technik wymagajacych wielu kanatéw odlewniczych na przyktad do mostéw. Moze to
spowodowac nadmierng kondensacje ceramiki

e Zetrze¢ nadmiar ptynu SR z formy przed uzyciem, aby unikna¢ kontaminacji

Evite el exceso de liquido
SR en la cera

Unikac wszelkich
nadmiaréw ptynu
SR na czesciach

woskowych
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@ Zatapianie w masie ostaniajgcej

LiSi Press

@ 8.2Preparacion del cilindro (ratio Polvo / Liquido)
@ 8.2 Przygotowanie pierscienia (stosunek proszek/ptyn)

@ 8.3 Expansion
@ 8.3 Ekspansja

@ Use un Sistema de cilindros de silicona adecuado para técnicas de ceradmica inyectable

con disilicato de litio (@13mm)

@ Stosowad system pierscieni silikonowych odpowiednich do techniki ttoczenia ceramiki

dwukrzemowo-litowej (@13mm)

@ Aplique una leve capa de cocoa butter en la superficie de la base del cilindro y en el indicador

del cilindro. Eso asegurara una facil eliminacién después de la aplicacién.

Coloque con cuidado el cilindro de silicona en la base del cilindro sin dafiar los objetos de
cera.

@ Naniesd cienkg warstwe masta kakaowego na powierzchnie podstawy pierscienia i pokrywy

pierscienia. Zapewni to fatwe usuwanie po zwigzaniu masy.

Ostroznie umiesci¢ forme silikonowa na podstawie pierscienia bez uszkadzania obiektéw
woskowych

2009

LiSi PressVest |Coronas/ 20ml 5ml 40ml 10ml

Korony Liquido de mezcla

Ptyn do mieszania

Agua destilada
Wodadestylowana

Liquido de mezcla

Ptyn do mieszania

Agua destilada
Wodadestylowana

Inlays / 10ml 15ml 20ml 30ml
Wiiadytypu Liquido de mezcla| Agua destilada |Liquido de mezcla| Agua destilada
inlay Ptyn do mieszania | Wodadestylowana | Ptyn do mieszania [ Wodadestylowana

& |2 expansion se puede ajustar diluyendo el liquido de mezcla con agua destilada.
Regla basica: cuanta mas concentracién de liquido, mayor expansion.
La concentracion se puede adaptar libremente basédndose en la experiencia del protésico.
Por favor, consulte las instrucciones de LiSi PressVest.

@ Ekspansja moze byé regulowana poprzez rozciericzanie ptynu do mieszania woda
destylowana. Podstawowa zasada: im wyzsze stezenie ptynu, tym wieksza jest ekspansja.
Stezenie moze by¢ dowolnie dostosowywane w oparciu o doswiadczenie w pracy zdobyte
przez technika. Prosze zapoznac sie z instrukcja stosowania GC LiSi PressVest.

Ratio estandar Polvo / Liquido

Standardowy stosunek proszku do ptynu @ Esnecesario que lamedida de polvo/liquido sea exacta para

obtener resultados estables. Utilice equipamiento de medir

TAMANO DEL ANILLO LIQUIDO

adaptado,comounabalanzaelectréonica,unvasomedidorde
liquido o una pipeta.

@ Dokfadne odmierzenie proszku/ptynu jest niezbedne do

uzyskania stabilnych wynikéw. Uzywac¢ odpowiednich
urzadzen pomiarowych, takich jak waga elektroniczna,
miarka do ptynu, pipeta.
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@ 8.4 Mezclado

Pre-mezcle a fondo el polvo y el liquido manualmente con una espatula durante 30 segundos.

Aseguresedequetodoelpolvoestahumedecidoporelliquidoparaconseguirunamezclauniforme.

Siempre vierta primero el liquido en el recipiente, antes de afadir el polvo de revestimiento.

Proszek z ptynem na poczatku starannie wymieszac recznie przez 30 sekund za pomoca
szpatutki. Upewnic sig, ze caty proszek jest zwilzony ptynem, aby uzyska¢ jednorodng, dobrze
zmieszang mase. Zawsze najpierw wlewaé ptyn do miski do mieszania, przed dodaniem
proszku masy ostaniajace;.

@ Mezcle durante 60 segundos al vacio (320-420rpm).
Utilice siempre un recipiente limpio y compruebe el nivel de vacio.
Un vacio insuficiente puede llevar a diferencias en el ajuste, y burbujas de aire en los objetos
inyectados.

Mieszac przez 60 sekund w prézni (320-420 obrotéw/min).
Nalezy zawsze uzywacé czystej miski do mieszania i kontrolowa¢é poziom prézni.
Niedostateczna préznia moze prowadzi¢ do réznic w dopasowaniu i powstawania

pecherzykéw powietrza w ttoczonych obiektach.

@& 8.5 Tiempo de trabajo

GC LiSi PressVest tiene una fluidez muy alta durante é minutos tras comenzar la mezcla,

a temperatura ambiente (23°C/73°F).

El tiempo de trabajo depende en la temperatura del polvo y del liquido y de la temperatura
ambiente. Las temperaturas altas acortan el tiempo de trabajo.

GC LiSi PressVest ma bardzo wysokg ptynnosé przez 6 minut po rozpoczeciu

mieszania w temperaturze pokojowej (23°C/73°F).

Czas pracy zalezy od temperatury proszku i ptynu oraz od temperatury pomieszczenia.
Wyzsze temperatury skracaja czas pracy.

1 min. tras mezclar
1 min. po zmieszaniu

5 min. tras mezclar

5 min. po zmieszaniu



nitisl

& Revestimiento oa
LiSi Press

&@ 8.6 Revestimiento
Llene el cilindro cuidadosamente con el material de revestimiento justo hasta el borde.
GC LiSi PressVest es muy fluido, por lo que no son necesarias altas vibraciones, y no se recomiendan.
Desde el momento en el que el cilindro esté totalmente lleno, pare inmediatamente la vibracidon y NO toque el revestimiento

hasta que frague.

CONSEJO Aplique una pequenia cantidad de revestimiento en el calibre. Después coloque el calibre en el anillo

de silicona con un movimiento rotatorio.

Doktadnie napetni¢ cylinder masg ostaniajgca do poziomu nieznacznie ponizej krawedzi.
GC LiSi PressVest jest bardzo ptynna, silne wibracje nie sg konieczne i nie sg wskazane.
Od chwili, gdy pierscien bedzie catkowicie wypetniony, nalezy natychmiast przerwac wibracje i NIE dotykac¢ masy do

momentu az zwigze.

WSKAZOWKA Natozyé niewielka ilo$é masy ostaniajacej na pokrywe pierécienia. Nastepnie ruchem obrotowym ostroznie

umiesci¢ pokrywe na formie silikonowe;j.
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@ 8.7 Tiempo de fraguado

Deje fraguar 20 minutos desde el inicio del mezclado. Después de fraguar, quite la base del molde del anillo. Con cuidado
empuje el cilindro de revestimiento hacia fuera del cilindro elastico. Suavice la base inferior con un instrumento afilado.

Compruebe el dngulo de 90° y que la posicidn sea estable.

Pozostawi¢ mase do zwigzania przez 20 minut od momentu rozpoczecia mieszania.

Po zwigzaniu, nalezy usuna¢ pokrywe i podstawe formy odlewnicze;.

Ostroznie wypchnac pierécien masy ostaniajacej z elastycznego cylindra.

Wygtadzi¢ spdd za pomoca ostrego noza do gipsu. Sprawdzi¢ kat 90° i stabilng pozycje.

20 min

,///
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@ Es posible tener un tiempo mas largo, de hasta 180 minutos desde comenzar el mezclado.
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Wydtuzenie czasu wigzania jest mozliwe do maksymalnie 180 minut od rozpoczecia mieszania.
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@ Procedimiento de Calentamiento y Quemado

@ Coloque el cilindro para revestimiento con el embudo hacia abajo en un horno de precalentamieto a 850°C/1560°F durante
al menos 45 minutos

NOTA  Estematerialesexclusivoparacalentamientorédpido.PorfavorNOutiliceunatécnicadecalentamientoescalonadoconvencional.
Un calentamientorapido alamaximavelocidad posible resultaen unaexpansionrelativamente constante del revestimiento,
evitando la formacion de grietas y conservando la fuerza del material de revestimiento.

En caso de colocar més de un cilindro para revestimiento en el horno a la vez, aumente el tiempo dependiendo del nimero de
clinidros, para prevenir defectos en la superficie. Debido al quemado agresivo, no abra el horno mientras esté calentando.

Umiesci¢ pierscien odlewniczy w piecu nagrzanym do 850°C i przetrzymac go w nim przez co najmniej 45 minut

UWAGA Materiat przystosowany jest wytacznie do szybkiego wygrzewania. NIE nalezy stosowac konwencjonalnej techniki
wygrzewania. Szybkie wygrzewanie przy mozliwie maksymalnym tempie wzrostu temperatury prowadzi do
wzglednie statej ekspansji masy ostaniajgcej, pozwala unikngé powstawania pekniec i zachowaé wytrzymatosé
materiatu ostaniajgcego.

W przypadku umieszczenia kilku pierscieni z masy ostaniajacej w piecu w tym samym czasie, przedtuzy¢ czas przetrzymania
w zaleznosci od liczby pierscieni, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni.
Ze wzgledu na agresywny proces wypalania, nie otwieraé pieca podczas wygrzewania.

€& CONSEJOS

¢ El cilindro se debe colocar en el horno entre 20 y 180 minutos desde del comienzo del mezclado. Mas tiempo puede resultar
en un riesgo mas alto de que se formen grietas.

e Precaliente el horno precalentamiento a 900°C, y cuando se introduzca el horno en el cilindro, baje la temperatura a 850°C.

® No mezcle metal y cerdmica inyectable en el mismo horno. Los cilindros de metal bajan excesivamente la temperatura del
horno. Se pueden colocar cuatro anillos de 100g o dos anillos de 200g en el horno al mismo tiempo, como maximo.

e Eltiempo de espera debe ser de al menos 45 minutos a 850°C.

e Evite bajar la temperatura abriendo el horno durante el tiempo de espera para el precalentamiento.

® Pierscien nalezy umiesci¢ w piecu w czasie od 20 minut do 180 minut od rozpoczecia mieszania. Wydtuzenie czasu
wigzania moze prowadzi¢ do wiekszego ryzyka peknied.

e Piec do wygrzewania rozgrza¢ do temperatury 200°C, po umieszczeniu pierscienia w piecu obnizy¢ temperature do
850°C.

e Nie umieszczad jednoczesnie pierécieni metalowych i do ceramiki prasowanej w tym samym piecu. Metalowe pierscienie
nadmiernie obnizajg temperature pieca. W tym samym czasie w piecu mozna jednoczesnie umiescié cztery pierscienie
100 g lub dwa pierscienie 200 g.

e Czas przetrzymywania powinien wynosi¢ co najmniej 45 minut w temperaturze 850°C.
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@ Procedimiento de inyeccion 'y
Programas de inyeccion

@& 10.1 Procedimiento de inyeccion
1.

NOTA

o~

Saque el cilindro de revestimiento del horno de precalentado inmediatamente después
de que se complete el proceso de precalentado.
Inserte una pastilla de Initial LiSi Press en el cilindro de revestimiento con el lado impreso mirando hacia arriba.

Cologue un émbolo en el cilindro para revestimiento. Ahora coloque el cilindro en el centro de la mesa del horno de
inyeccion.

Comience el programa de inyectado.

Se recomienda utilizar émbolos de un solo uso. No precaliente el bloque ni el émbolo.
Solo se debe utilizar una pastilla por cilindro de inyeccion.
Por favor siga las instrucciones de uso del fabricante del horno de inyeccién de cerdmica.

Lapastillasedebeinsertarlomasrépidoposible paraevitarqueelcilindrose enfrie, antesde meterloenelhornodeinyeccién.
Evite el enfriamiento rapido después del ciclo de inyeccion.

Pierscien wyjaé z pieca do wstepnego wygrzewania bezposrednio po zakonczeniu etapu wygrzewania.
Woprowadzic¢ zimna pastylke GC Initial LiSi Press do pierscienia okragta, niezapisang strong skierowang w dot.

Umiescic ttok w pierscieniu. Tak przygotowany pierscien umiesci¢ posrodku pieca do ttoczenia ceramiki.
Uruchomi¢ wybrany program ttoczenia.

UWAGA Zaleca sie stosowanie ttokow jednorazowych.

Do ttoczenia mozna uzywac tylko jednej pastylki na pierscien.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi producenta pieca do tfoczenia.
Po zakonczeniu cyklu ttoczenia nalezy unikaé gwattownego chtodzenia.
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Tamario del cilindro / Rozmiar pierscienia 100g 200g 100g 200g
Temperatura inicial / Temperatura poczatkowa 700°C 700°C 700°C 700°C
Velocidad de calentamiento / Przyrost temperatury 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min
Temperatura final / Temperatura kofncowa 893°C 913°C 907°C 923°C
Tiempo de espera / Czas przetrzymania 25 min 25 min 25 min 25 min
Duraccién de la inyeccién / Czas ttoczenia 5 min 5 min 5 min 5 min
Nivel de inyeccién / Poziom ttoczenia 5 5 5 5
Tamafio del cilindro / Rozmiar pierscienia 100g 200g 100g 200g
Temperatura inicial / Temperatura poczgtkowa 700°C 700°C 700°C 700°C
Velocidad de calentamiento / Przyrost temperatury 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min | 60 °C/min
Temperatura final / Temperatura koricowa 898°C 915°C 905°C 920°C
Tiempo de espera / Czas przetrzymania 25 min 25 min 25 min 25 min
Duracién de la inyeccién / Czas tloczenia Auto2 Auto2 Auto?2 Auto2

5 min 5min 5 min 5 min
Nivel de inyeccién / Poziom ttoczenia 5 5 5 5
Tamario del cilindro / Rozmiar pierscienia 100g 200g 100g 200g
Temperatura inicial / Temperatura poczatkowa 700°C 700°C 700°C 700°C
Aumento de temperatura / Przyrost temperatury 60°C/min | 60°C/min | 60°C/min | 60°C/min
Temperatura de espera / Temperatura przetrzymania 898°C 910°C 903°C 913°C
Tiempo de espera / Czas przetrzymania 25 min 25 min 25 min 25 min
Velocidad de detencién / Predkosc zatrzymania 300pm/min | 300pm/min | 300um/min | 300pm/min

Dekema Austromat® es una marca registrada de DEKEMA Dental-Keramikéfen GmbH, Freilassing, Germany

Programat® son marcas registradas de Ivoclar Vivadent AG.

Dekema Austromat® jest zastrzezonym znakiem towarowym DEKEMA Dental-Keramikéfen GmbH, Freilassing, Niemcy

Programat® sg zastrzezonymi znakami towarowymi lvoclar Vivadent AG.

@& 10.1 Programas de inyeccion

Importante:

Los pardmetros de inyeccién mencionados arriba son
solo directrices, y por tanto deberan ser ajustados al
horno de inyeccién y su correcto funcionamiento. Estos
parametros de inyeccién solo se pueden utilizar como
guia. Lo méas importante es obtener el resultado
correcto. Nos referimos a la tabla de calibracién de la
temperatura de inyeccién.

Para otros hornos diferentes a los mencionados
arriba, por favor consulte a su fabricante o a los
comerciales dedicados de GC.

Wazne:

przedstawicielem GC.

Powyzsze parametry prasowania sg jedynie

kalibracji temperatury ttoczenia.

wytycznymi i dlatego zawsze nalezy je dostosowac do
pieca do ttoczenia i jego prawidtowego dziatania.

Te parametry prasowania moga by¢ uzywane tylko jako
wskazowki. Najwazniejsza rzecza jest uzyskanie
prawidtowego wyniku. Odwotujemy sie do tabeli

W przypadku innych piecéw niz wymienione powyzej
nalezy skonsultowaé sie z producentem pieca lub
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& TABLA DE CALIBRACION DE LA TEMPERATURA DE INYECCION

@ Estatablaleayudavisualmenteaevaluarelresultado desuinyecciényadaptarlatemperaturadeinyecciénen consecuencia. Elevey
reduzcalatemperaturadeinyecciéngradualmentede5en5°Cyevalle.Paraobtenerunresultadoperfecto,esnecesarioqueelcilindro
de inyeccién también tenga la temperatura correcta.

~ #15°C
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@ Una capa de reaccién muy agresiva, a veces incluso con agujeros en el 4rea

del margen. Posible solucién: Bajar la temperatura de inyeccién
aproximadamente 15°C.

Bardzo agresywna warstwa reakcyjna, czasami nawet z dziurami w
obszarze krawedzi. Mozliwe rozwigzanie: Obnizy¢ temperature tfoczenia o
okoto 15°C.

Superficie porosa y blanquecina, con una fuerte capa de reaccion.
Posible solucion: Bajar la temperatura de inyeccién aproximadamente 10°C.
Porowata i biatawo zabarwiona powierzchnia z wyrazng warstwa reakcyjna.

Mozliwe rozwigzanie: Obnizy¢ temperature ttoczenia o okoto 10°C.

Superficie suave con una pequefia capa de reaccién tras arenado con perlas
de brillo. Posible solucién: Bajar la temperatura de inyeccidon

aproximadamente 5°C.
Gtadka powierzchnia z matg warstwa reakcyjng po piaskowaniu szklanymi

peretkami. Mozliwe rozwigzanie: Obnizy¢ temperature ttoczenia o okotfo 5°C.

Superficie muy suave, sin ninguna capa de reaccién. Las partes mas finas,
como el borde cervical, estan perfectamente inyectadas.

Bardzo gtadka powierzchnia bez warstwy reakcyjne;.

Najciensze czesci, takie jak krawedz szyjki, sg idealnie wyttoczone.

Superficie suave, pero pequenas partes, como el borde cervical fino no
estan inyectadas. Posible solucion: Aumentar la temperatura de inyeccidén
aproximadamente 5°C.

Gtadka powierzchnia, ale mate czesci, takie jak cienka krawedz szyjki, nie sg
wyttoczone. Mozliwe rozwigzanie: Podnies¢ temperature ttoczenia o okoto
5°C.

Faltan algunas partes grandes de la corona.

Posible solucion: Aumentar la temperatura aproximadamente 10°C.
Brakuje niektorych wiekszych czesci koron.

Mozliwe rozwigzanie: Podniesé temperature ttoczenia o okoto 10°C.

Las coronas no estan inyectadas o estan inyectadas parcialmente. Posible
solucién: Aumentar la temperatura aproximadamente 15°C.
Korony nie sg wcale lub sg tylko czesciowo wyttoczone.

Mozliwe rozwigzanie: Podnies¢ temperature ttoczenia o okoto 15°C.
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® Desvestimiento

@ 1. Después de enfriar, marque la longitud del émbolo en el cilindro para revestimiento.

2. Corte siguiendo la marca con un disco de corte adecuado.

3. Separe las dos secciones con cuidado.

4. El desvestimiento grosero se lleva a cabo mediante arenado con perlas de brillo a una
presién de 4 bares.

5. El desvestimiento fino se lleva a cabo mediante arenado con perlas de brillo a una presién
de 2 bares.

6. Corte con cuidado y finalice los bebederos con un disco de corte adecuado, y suavice el area

NOTE * No utilice éxido de aluminio para el arenado. Utilizar el revestimiento GC LiSi
PressVest garantiza la reducciéon de la capa de reaccion y puede ser eliminada por
completo de forma adecuada mediante arenado con perlas de brillo.

* NO necesita poner los objetos inyectados en acido fluorhidrico.
® Evite el sobrecalentamiento mientras corta los bebederos.

. Po schtodzeniu na pierscieniu zaznaczy¢ dtugosc ttoka.
. Przecig¢ wzdtuz tego oznaczenia za pomocg odpowiedniej tarczy tnacej.
. Przetamac ostroznie na 2 czesci.

A W N -

. Zgrubne usuwanie masy ostaniajacej jest wykonywane przy uzyciu piaskowania peretkami
szklanymi pod ci$nieniem 4 bardw.

5. Precyzyjne usuwanie masy ostaniajgcej jest wykonywane przy uzyciu piaskowania

peretkami szklanymi pod cisnieniem 2 baréw.

6. Odciag¢ ostroznie kanaty odpowiednia tarcza tngca, wykonczyé i wygtadzi¢ powierzchnie.

UWAGA e Do usuwania masy ostaniajgcej nie nalezy uzywac tlenku glinu. Stosowanie masy
ostaniajgcej GC LiSi Press Vest gwarantuje zmniejszenie warstwy retencyjnej, co
umozliwia jej catkowite usuniecie poprzez piaskowanie peretkami szklanymi.

e NIE ma potrzeby umieszczania wyttoczonych obiektow w kwasie
fluorowodorowym.

¢ \W czasie odcinania kanatéw odlewniczych nalezy unika¢ przegrzania.

&
<
E
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@ Acabado y Pulido Mecanico

@ Acabe las restauraciones de cerdmica, utilizando un instrumento de pulir adecuado, con baja velocidad y poca presién,
para prevenir el sobrecalentamiento. Respete el grosor minimo del material después de pulir.

@ Las restauraciones monoliticas pueden pulirse mecanicamente con un alto nivel de brillo, utilizando instrumentos especificos

para pulir cerdmica de Silicato de Litio.

paso 1: acabado paso 2: suavizado

paso 3: pre-pulido paso 4: Pulido de alto brillo
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@ Glaseado, maquillaje y estratificacion
@ Glazurowanie, malowanie i naktadanie warstwowe

& Para glasear, maquillar y estratificar, utilice nuestros productos especificos GC Inital Lustra Pastes NF/ONE, el recubrimiento
de ceramica Lustre Pastes NF/ONE, GC Initial IQ SQIN, y GC Initial Spectrum Stains, para conseguir los mejores resultados
estéticos.

Arene la superficie de la restauracién a baja presién (50 micras Alu-Oxid 1.5 bar) antes de aplicar GC Initial Lustre Pastes
o GC Initial LiSi.
Por favor, consulte el manual de Initial IQ Lustre Pastes NF/ONE y GC Initial LiSi para glaseado, maquillado y estratificacién.

@ Aby uzyskad najlepsze rezultaty estetyczne do glazurowania, malowania i nakladania warstwowego nalezy uzywac
specjalnie do tego przeznaczonych materiatéow, GC Initial TM Lustre Paste NF/ONE, GC Initial IQ SQIN, GC Initial LiSi oraz
GC InitialTM Spectrum Stains. Przed natozeniem GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE , GC Initial IQ SQIN lub GC Initial LiSi
powierzchnie uzupetnienia nalezy wypiaskowac¢ pod niskim cisnieniem (tlenek glinu 50 mikronéw, 1,5 bara).
Prosze zapoznac sie z instrukcjg stosowania GC Initial™1Q Lustre Pastes NF/ONE, GC Initial IQ SQIN oraz GC Initial™LiSi
dla glazurowania, malowania i naktadania warstwowego.
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@ 13.1 GC Initial 1Q Lustre Pastes NF/ONE

@ |os GC Initial IQ Lustres Paste NF/ONE son maquillajes cerdmicos tridimensionales que confieren color y trasnlucidez natural
en sus restauraciones ceramicas. Su uso es muy versétil y pueden ser utilizados en cerdmicas de alto y bajo CTE por lo que se
pueden utilizar en tdas las cerdmicas GC Initial

Los Lustre Paste NF/ONE estan basados en particulas cerdmicas que se pueden aplicar en capas mas gruesas y aun asi
seguirdn mostrando una excelente vitalidad y brillo.

En las restauraciones de disilicato de litio las GC Initial 1Q Lustres Paste NF/ONE se pueden usar para:

¢ glaseado y caracterizacién de estructuras monoliticas y a volumen total de disilicato de litio

¢ glaseado y caracterizacién de la cerdamica de recubrimiento GC Initial LiSi

® la coccidon “"wash” de la estructura de disilicato de litio permite una caracterizacién interna inmediata, previa a la microestra-
tificacién con SQIN o estratificacién con las ceramicas GC Initial LiSi.

GC Initial 1Q Lustre Pastes NF/ONE sg gotowymi do uzycia, tréjwymiarowymi farbami ceramicznymi do nadawania gtebi
koloru i realistycznej przeziernosci wszystkim Twoim uzupetnieniom ceramicznym. Zastosowanie tych past jest uniwersalne:
dzieki optymalnemu dopasowaniu do ceramik o “niskim” i “wysokim” wspdtczynniku rozszerzalnosci cieplnej CTE, mozna je
stosowaé do catego asortymentu ceramik GC Initial. Zbudowane na bazie drobnych czasteczek ceramicznych, Lustre Pastes
NF/ONE moga byé nanoszone grubsza warstwa, dzieki ktérej Twoje uzupetnienia beda wykazywaé niezréwnang witalnosé

i bardzo naturalny potysk.

Na uzupetnieniach z dwukrzemianu litu, GC Initial IQ Lustre Pastes NF/ONE mozna zastosowa¢ do:

e glazurowania i charakteryzacji monolitycznych, petnoanatomicznych uzupetnien z dwukrzemianu litu

¢ glazurowania i charakteryzacji materiatu do licowania GC Initial™ LiSi

e wypalenia ,wash” na podbudowie z dwukrzemianu litu, zapewniajagcego jednoczesnie charakteryzacje wewnetrzng,

przed warstwowaniem za pomoca ceramiki GC Initial LiSi.




@ Glaseado, maquillaje y estratificacion

& 13.2 GC Initial LiSi

@ GC Initial LiSi es un recubrimiento de cerdmica feldespética adaptado a las dindmicas de luz de las estructuras de cerdmica de
disilicato de lito, garantizando restauraciones altamente estéticas y duraderas para la satisfaccién a largo plazo del paciente.
GC Initial LiSi se caracteriza por un coeficiente de expansién térmica (CTE) precisamente adaptado, baja temperatura de
coccién y una estabilidad méxima tras multiples cocciones. Te impresionaré con su excelente estética sobre las estructuras de
ceramica de disilicato de litio, particularmente en lo que respecta a sus dindmicas Opticas.
Este material de recubrimiento se puede utilizar tanto en la técnica de estratificacion individual como en la de reduccién,
utilizando el probado sistema de la cerdmica Initial - One shade system - One layering technique. Si quieres llegar més lejos,
las estructuras anatémicamente completas se pueden mejorar con maquillajes, utilizando GC Initial Lustre Pastes NF/ONE.

GC Initial LiSi to ceramika skaleniowa do licowania dostosowana do dynamiki $wietlnej struktur z dwukrzemianu litu
gwarantujgca wysoce estetyczne i trwate uzupetnienia zapewniajgce dtugotrwate zadowolenie pacjentow.

GC Initial™LiSi charakteryzuje sie precyzyjnie dopasowanym wspdtczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej (CTE), niskimi
temperaturami wypalania i maksymalna stabilnoscig, nawet po kilkukrotnym wypalaniu. Jednak to, czym Initial ™M LiSi
szczegdlnie zachwyca to doskonata estetyka na podbudowach z dwukrzemianu litu, zwtaszcza w zakresie dynamiki
optycznej.

Ceramika do licowania moze by¢ stosowana zaréwno do indywidualnego warstwowania jak réwniez w technice cut-back
zgodnie ze sprawdzong koncepcja ceramiki Initial™- Jeden system odcieni - Jedna technika naktadania warstw. A gdy
chcesz péjsé jeszcze dalej, petnokonturowe odbudowy moga by¢ takze udoskonalone poprzez malowanie za pomoca farb
ceramicznych GC Initial™ Lustre Pastes NF/ONE.




Glaseado, maquillaje y estratificacion
Glazurowanie, malowanie i naktadanie warstwowe

LiSi Press

@ 13.3 Esttratificacion con GC Initial LiSi & GL Initial
IQ Lustre Paste NF/ONE
@ 13.3 Odbudowa z GC Initial LiSi i GC Initial IQ

Lustre Paste NF/ONE

G Coronas que han sido inyectadas y terminadas de
acuerdo con las especificaciones del fabricante: diente
16 monolitico, diente 15 para ser recubierto parcialmente,
diente 14 completo para ser estratificado completamente.

@ Korony, ktére zostaty wyttoczone i wykoriczone zgodnie
z zaleceniami producenta: monolityczny zab 16, zgb 15,
ktéry ma byc czesciowo licowany, zab 14 catkowicie

licowany.

@ Nota importante: Las superficies que van a ser glaseadas con GC Initial Lustre Pastes primero se deben arenar usando AlO,
a una presion de 1 bar, y después limpiados con un limpiador de vapor. Primero cubra las superficies arenadas de las areas
que no van a ser recubiertas con Lustre Pastes L-N. Para conseguir la el color V-shade deseado, frote el cuerpo Lustre A to D
de forma més o menos intensiva hasta el lustre neutral.

@ \Wazna uwaga: Powierzchnie przeznaczone do glazurowania za pomocg GC Initial IQ Lustre Pastes musza najpierw zostac
wypiaskowane przy uzyciu Al,O, pod ci$nieniem 1 bara, a nastepnie oczyszczone za pomoca wytwornicy pary.
Wypiaskowane powierzchnie z obszaréw “nie do licowania” nalezy najpierw pokryé za pomoca grubej warstwy Lustre
Pastes L-N. Aby uzyskaé pozadany kolor w odcieniu V, nalezy wprowadzi¢ odcien Lustre Pastes od A do D mniej lub bardziej
intensywnie w odcien neutralny Lustre Paste L-N.

@D Cubra todas las superficies anatémicamente completas con el L-N lustre y el body Lustre A-D. Para la secuencia de coccién

wash de las secciones que seran recubiertas, se puede realizar la individualizacién aplicando el body Lustre A-D o el Effect
Lustre en una fina capa, cubriendo toda la superficie.

@ Natozy¢ Lustre Paste L-N oraz Lustre Paste A-D na wszystkie petnoanatomiczne powierzchnie. Dla sekwencji wypalania
.wash” przy naktadaniu warstwowym, indywidualizacja moze zosta¢ wykonana poprzez natozenie odcienia body Luster

Paste A-D lub Lustre Paste do efektow specjanych w cienkiej warstwie pokrywajgcej catg powierzchnie.
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@ Glaseado, maquillaje y estratificacion
@ Glazurowanie, malowanie i naktadanie warstwowe

@ | as piezas glaseadas con los maquillajes GC Initial™ |Q Lustre pueden individualizarse utilizando la
cerdmica de recubrimiento GC Initial™ LiSi.

@ Korony po wypaleniu glazury GC Initial IQ Lustre Pastes o szerokiej gamie zastosowania, mozna
indywidualizowad za pomoca ceramiki licujgcej GC Initial™ LiSi.

@ Puede encontrar mas informacion sobre paso a paso en el manual técnico de GC Initia™ LiSi

@ \Wiecejinformacji na temat licowania krok po kroku mozna znalez¢ w Instrukcji technicznej GC Initial™ LiSi
40



nitisl

& 13.4 Maquillaje LiSi Press

@ Se puede encontrar més informacién sobre el uso de GC Initial Spectrum Stains en el manual técnico

Wiecej informacji na temat zastosowania GC Initial™ Spectrum Stains mozna znalez¢é w dedykowanej instrukgji technicznej

@& 13.5 GC Initial™ FIRING FOAM

@ En la coccién, no caliente o enfrie rapidamente las restauraciones. Un cambio brusco de temperatura puede romper el
material. En la coccidon se debe utilizar una bandeja adecuada (bandeja de panal), y un pin de soporte, a la vez que
GC Initial FIRING FOAM.

Podczas wypalania, nie nagrzewa¢ ani nie chtodzi¢ uzupetnien zbyt szybko. Gwattowna zmiana temperatury moze
spowodowac uszkodzenie materiatu. Podczas wypalania nalezy uzyé odpowiedniej podstawki pieca (podstawki w ksztatcie
plastra miodu) i sztyftu podtrzymujacego w potaczeniu z pianka do wypalania GC Initial™ FIRING FOAM. GC Initial™FIRING
FOAM zapewnia stabilne mocowanie obiektéw na ceramicznej ptytce do wypalania.

4
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14

Cementacion

Protocolo de cementacién simple y claro

Las restauraciones de ceramica de disilicato de litio se pueden cemetar de manera adhesiva o convencional, dependiendo de las
indicaciones y preferencias del profesional.

GC Luting Guide te ayudara a elegir la mejor alternativa para cada indicacién.

Uzupetnienia z dwukrzemianu litu, w zaleznos$ci od preferencji lekarza, moga byé cementowane adhezyjnie lub tradycyjnie.
Przewodnik cementowania GC Luting Guide moze by¢ przydatny przy wyborze najlepszej alternatywy dla kazdego

wskazania.

14.1 G-CEM ONE

G-CEM ONE es un cemento de resina autoadhesivo realmente universal para todas las indicaciones y todo tipo de restauraciones.
Dependiendo de la preparacién, puede elegir entre una cementacion autoadhesiva sencilla o la aplicacién completa de
adhesivo.

G-CEM ONE jest prawdziwie uniwersalnym samoadhezyjnym cementem kompozytowym do wszystkich wskazan i wszystkich
rodzajéw uzupetnien. W zalezno$ci od preparacji, mozna wybrac¢ uproszczong procedurg samoadhezyjng lub petng procedure
adhezyjna.

Translucent A2 AO3 White Opaque
Universal Opaque
shade shade
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& Cementacion LiSi Press

@ 14.2 Preparacion del protocolo de grabado

@ 1. Aplique gel de 4cido fluorhidrico (5-9%) durante 20 segundos en las superficies
interiores de la restauracién.
2. Enjuague con un spray de agua o un limpiador ultrasénico y seque.
3. Acondicione las superficies grabadas con un agente silano como Ceramic Primer
Il o G-Multi PRIMER y déjelo secar.

* También se puede utilizar acido fosférico (35-37%) para limpiar la superficie, preferiblemente frotandolo con
un microcepillo durante 10-15 segundos.

1. Natozy¢ zel kwasu fluorowodorego (5-9%) na 20 sekund na wewnetrzng czes$c
uzupetnienia.
2. Sptukac stosujgc spray wodny lub myjke utradzwiekowa i osuszy¢.

3. Pokryé wytrawione powierzchnie za pomoca $rodka silanizujacego, takiego jak

Ceramic Primer Il lub G-Multi Primer i pozostawi¢ do wyschniecia.

* Kwas ortofosforowy (35-37%) moze byc¢ réwniez stosowany w celu oczyszczenia powierzchni, najlepiej poprzez
wcieranie za pomoca mikroaplikatora przez 10-15 sekund.

& 14.3 Cementacidon

INDICACIONES / WSKAZANIA
lonédmero de Vidrio

Cemento de composite de

oolimerizacién dual moqliﬂcado con resina GC Cemento <_1|e composite
Podwajnie utwardzalny Modyfikowany zywicg cement | fotopolimerizable
adhezviny cement glasjonomerowy Swiattoutwardzalny adhezyjny
K yiny + FujiCEM™ Evolve, cement kompozytowy
ompozyrowy GC FujiCEM™ 2 SL o/ lub G-zenial™ Universal Flo

G-CEM ONE

GC Fuji PLUS™

\/ <2mm
Preparaciones
/ con retencién
Retencyjny ksztatt

preparacji <2mm

Inlays/Onlays
Inlay’e/Onlay’e

Coronas .
1

Carillas
Licowki
L |

Korony

Puentes “

Mosty

GETITON

> Google Play

# Download on the

S App Store




& Cementacion
@ Cementowanie

@ En caso de que la preparacién no sea retentiva, se recomienda utilizar un cemento adhesivo de resina (como G-CEM ONE con
adhesivo especifico).Descarga nuestra Guia de Cementacién GC para instrucciones paso a paso de cada opcidén de cementacién.

@ W przypadku preparacji nieretencyjnych, zalecany jest adhezyjny cement kompozytowy (taki jak G-CEM ONE wraz z
dedykowanymi primerami). Pobierz nasz przewodnik GC Luting Guide dla uzyskania instrukgji krok po kroku dla wszystkich

opcji cementowania.

Grabado opcional Aplique G-Premio Bondy espere 10s Aire Fuerte 5s Polimerice 10 s
Opcjonalne Aplikacja G-Premio Bond i odczekanie 10 s Silne rozdmuchanie Utwardzanie
wytrawianie powietrzem 5 s Swiattem 10's

Dispensar Ajustar Retire excesos Fotopolimerice por O espere 4 min
Aplikacja Osadzenie (opcional tack-curing) cadalado 20s lub odczekanie 4 min
Usuniecie nadmiaréw  Polimeryzacja kazdej
(opcjonalne utwardzenie ~ ze stron przez20's
kontaktowe)
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,‘ 5 LiSi Press

@ Cree sus propias guias con GC Initial LiSi Press.

@ Basandose en una forma dedicada mediante un archivo STL usted puede fresar/imprimir sus propias gufas de colores, que se
pueden inyectar en GC Initial LiSi Press. Estas guias de colores impresas en 3D o inyectadas estan listas para adaptarse en las
guias GC Initial Shade existentes.

Un agradecimiento especial a MDT Stefan Roozen (Austria) por la idea y las imédgenes de esta guia de colores.
Contacte con su representante de GC para conseguir su STL o forma dedicada para hacer sus propias guias de colores,
o solicite una muestra.

Opierajac sie na dedykowanym ksztatcie za pomoca pliku STL, mozesz frezowaé / drukowaé wzornik koloru, ktéry mozna
wyttoczy¢ z GC Initial LiSi Press. W ten sposdb z tatwoscig stworzysz wtasne wzorniki koloréw LiSi Press. Te 3-wymiarowe
drukowane, odlewane wzorniki koloréw sg gotowe do zatopienia w masie ogniotrwatej i wyttoczenia, pasujg do istniejgcych
kolornikéw GC Initial. Specjalne podziekowania dla MTD Stefana Roozena (Austria) za pomyst i zdjecia indywidualnych
wzornikéw koloréw LiSi Press.

Skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem GC, aby uzyskac¢ STL o dedykowanym ksztatcie, aby stworzyé wtasne wzorniki

koloréw lub poprosi¢ o prébke odlanego wzornika.
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@ Ejemplos de GC Initial LiSi Press

Casos con la familia de ceramicas Initial LiSi
Przypadki kliniczne z zastosowaniem rodziny ceramik Initial LiSi

Caso por MDT. B. Marais, EEUU / Przypadek MTD. B. Marais, USA Caso por MDT. P. Brito, Portugal/ Przypadek MTD. P. Brito, Portugalia



Caso por MDT. O. Yildirim and Dr. S. Tavas, Turquia / Przypadek MTD. O. Yildirim i Dr. S. Tavas, Turcja

Caso por MDT Michael Lazarevic, Sudéfrica / Przypadek MTD Michael Lazarevic,
Potudniowa Afryka

s Y

LiSi Press

Caso por MDT. M. Bladen, Reino Unido / Przypadek MTD. M. Bladen, Wielka Brytania

Caso por MDT. S. Roozen, Austria / Przypadek MTD. S. Roozen, Austria
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@ Informacion sobre la normativa de productos sanitarios

Composicién
Diéxido de silicio, dxido de litio, otros dxidos, colorante

Algunos de los productos mencionados en las presentes
instrucciones pueden clasificarse como peligrosos segun
GHS.

Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad
disponibles en: http://www.gceurope.com

o para América http://www.gcamerica.com. También se
pueden obtener de su proveedor.

Para el Resumen de Seguridad y Rendimiento Clinico (SSCP),
consulte la base de datos EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) o pdngase en contacto
con nosotros en HYPERLINK “mailto:Regulatory.gce@gc.dental”
Regulatory.gce@gc.dental

Informes de efectos no deseados: Si tiene conocimiento de
algun tipo de efecto no deseado, reaccién o situaciones
similares experimentados por el uso de este producto,
incluidos aquellos que no figuran en esta instruccién para su
uso, inférmelos directamente a través del sistema de vigilancia
correspondiente, seleccionando la autoridad correspondiente
de su pais. Accesible a través del siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en asi como a nuestro sistema de vigilancia interna:
vigilance@gc.dental De esta forma contribuirds a mejorar la
seguridad de este producto.

Advertencias

Debe evitarse la inhalacion del polvo ceramico desprendido
durante el procesado utilizando dispositivos de aspiracion
adecuados y, si es necesario, mascaras protectoras.

1. Si el facultativo cuenta con antecedentes de reacciones
sensibles como picor o dermatitis a este producto, no
debera utilizarlo.

2. En raras ocasiones el producto puede causar sensibilidad
en algunas personas. De darse, interrumpir el uso del
producto y consultar a un médico.

3. GC Initial LiSi Press es un producto de un solo uso.

4. Durante el acabado de las restauraciones, usar un recolector
de polvo y ponerse una mascara para evitar su inhalacién.
5. Las restauraciones no deben pulirse con éxido de aluminio
por encima de 1,5 bar. La superficie pulida no debe

exponerse intraoralmente.

6. Respetar las pautas de preparacion y las dimensiones
minimas.

7. Solamente para las indicaciones recomendadas.

8. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccién personal
(PPE) como guantes, mascarillas y una proteccion adecuada
de los ojos

Dwutlenek krzemu, Tlenek litu, Inne tlenki, Barwnik

Niektére produkty wymienione w niniejszej instrukcji
stosowania moga by¢ sklasyfikowane jako niebezpieczne
zgodnie z GHS. Zawsze nalezy zapoznac sie z kartami charak-
terystyki dostepnymi na stronie: http://www.gceurope.com
Mozna je réwniez otrzymac od dostawcy.

Podsumowanie Bezpieczenstwa i Wynikéw Klinicznych
(SSCP) mozna znalezé w bazie danych EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) lub kontaktujgc sie z
nami pod adresem Regulatory.gce@gc.dental.
Raportowanie dziatan niepozadanych: Jesli zauwazysz
jakiekolwiek niepozadane dziatanie, reakcje lub doswiadczysz
podobnych zdarzen po zastosowaniu tego produktu,
uwzgledniajac takie, ktére nie zostaty wymienione w tej
instrukcji stosowania, zgtos je bezposrednio w odpowiedniej
jednostce monitorowania, wybierajgc wiasciwy organ w
Twoim kraju dostepny za posrednictwem ponizszego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en jak réwniez do naszej wewnetrznej jednostki
monitorowania: vigilance@gc.dental. W ten sposdb przyczynisz
sie do poprawy bezpieczenstwa tego produktu.

Nalezy unika¢ wdychania pytu ceramicznego uwolnionego
podczas opracowywania, stosujgc odpowiednie pochtfaniacze
pytu oraz, jesli to konieczne, nosi¢ maske ochronna.

1. Produkt nie powinien by¢ uzywany przez osoby, u ktérych
wystagpita nadwrazliwo$c na ten produkt objawiajgca sie
wysypka lub zapaleniem skory.

2.U niektérych oséb, w rzadkich przypadkach, produkt
moze powodowac nadwrazliwosé. W przypadku takich
reakgji nalezy przerwac stosowanie produktu i skontaktowaé
sie z lekarzem.

3.GC Initial LiSi Press przeznaczony jest wytacznie do
jednorazowego stosowania.

4.Podczas szlifowania uzupetnien nalezy stosowac pojemnik
na pyt oraz nosi¢ maske przeciwpytowa, aby unikngé
wdychania pytu.

5.Uzupetnien nie nalezy poddawac piaskowaniu tlenkiem
glinu pod cisnieniem przekraczajacym 1,5 bar. Piaskowana
powierzchnia nie powinna by¢ narazona na dziatanie
Srodowiska jamy ustne;j.

6.Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi
preparacji i zachowaé minimalne wymiary.

7. Do stosowania wytacznie zgodnie ze wskazaniami.

8.Zawsze powinny by¢ uzywane $rodki ochrony indywidualnej
(PPE), takie jak rekawice, maski i okulary ochronne.
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EU: GC EUROPE N.V.

Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental, www.gc.dental/europe

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 W. 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
Tel: +1-708-597-0900

www.gc.dental/america

GC Germany GmbH

Seifgrundstrale 2, D-61348 Bad Homburg

Tel. +49.61.72.99.59.60, Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info.germany@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-DE

GC ITALIAS.r.l.

Via Luigi Cadorna 6,1-20090 Vimodrone (MI)

Tel.: +39 02 98282068

info.italy@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/it-IT

GC UNITED KINGDOM Ltd.

Coopers Court, Coopers Court, Newport Pagnell,
UK-Bucks. MK16 8JS

Tel. +44.1908.218.999, Fax. +44.1908.218.900
info.uk@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/en-GB

GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin, F-94370 Sucy en Brie Cedex

Tel. +33.1.49.80.37.91, Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/fr-FR

GC IBERICA - Dental Products, S.L.

Edificio Codesa 2

Playa de las Américas, 2, 1°, Of. 4, ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340, Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/es-ES

GC AUSTRIA GmbH

Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel

Tel. +43.3124.54020, Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-AT

GC EUROPE NV - Benelux Sales Department
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven

Tel. +32.16 74.18.60

info.benelux@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/fr-BE
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GC EUROPE N.V. - East European Office

Siget 19b, HR-10020 Zagreb

Tel. +385.1.46.78.474, Fax. +385.1.46.78.473
info.eeo@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/hr-HR

GC NORDIC AB - Finnish Branch

Lemminkaisenkatu 46, FIN-20520 Turku

Tel. +358.40.900.07.57

info.finland@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/fi-Fl

GC NORDIC AB - GC Nordic Danish Branch

c/o Andersen Partners - Advokatpartnerselskab

Buen 11 6, DK-6000 Kolding

Tel. +45 51 1503 82

info.denmark@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/da-DK

GC NORDIC AB

c/o Lundin Revisionbyra

Erik Dahlbergsgatan 11B, SE-411 26 Géteborg

Tel. +46.768.54.43.50

info.nordic@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/sv-SE

GC AUSTRIA GmbH - Swiss Office

Ziirichstrasse 31, CH-6004 Luzern

Tel. +41.41.520.01.78, Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-CH

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY LTD
1753 Botany Rd, Banksmeadow NSW 2019, Australia
Tel: +61-2-9301 8200, Fax: +61-2-9316 4196

GC SOUTH AMERICA

Rua Heliodora, 399, Santana - S0 Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965

CNPJ: 08Initial.279.999/0001-61

RESP. TEC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza 2, Singapore 529541
Tel: +65 6546 7588

UK RESPONSIBLE PERSON

GC UNITED KINGDOM LTD.

Coopers Court Newport Pagnell
Buckinghamshire, mk16 8js, United Kingdom
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